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Etude de la chimisorption de l’oxygène 

sur la surface Cu(001) 
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Pendant la décomposition de la molécule TTIP (Titanium tetraisopropoxide) 

sur la surface du cuivre pour le procés CVD (Chemical vapour deposition) , 

une intéraction trés forte de l’oxygéne avec la surface est obtenue. Ceci 

provoque une production d’oxyde de titan réduit. Pour éviter ce phénomene, on 

tente à organiser une pré-oxydation du substrat du cuivre.  

L’adsorption des molécules d’oxygène sur la surface Cu (001) a été réalisée 

moyennant les techniques d’analyses de surface in-situ: la spectroscopie de 

photoémission des rayons X (XPS) et la diffraction des électrons lents (LEED). 

L'étude par LEED montre une reconstruction  c (2×2) présente après une 

première adsorption sous faible pression d’oxygène moléculaire et une 

reconstruction  (2√2x√2) R45° pour un taux d’oxygène plus élevé. L'analyse 

des pics d’oxygène relatifs à l’oxydation et l’identification des éléments liés au 

substrat Cu(001) ont été vérifiées par XPS.  

On discutera le mécanisme de transformation de phase de la structure c(2×2) 

avec une couverture en oxygène ϴo= ½ MC (monocouche)  à celle (2√2x√2) 

R45° avec une couverture ϴo= ¼  MC.  


